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DISCIPLINA: Microeletronica Digital

Vigéncia: a partir de 2007/1 Periodo Letivo: Eletiva

Carga Horéria Total: 45h Cdédigo: EE.544

Ementa: Transistores e portas logicas. Classificacdo de CI. Processos de
fabricacdo. Regras de projeto. Concep¢do de blocos. Metodologias de
concepcao, tipos de ferramentas e descri¢coes. Estruturas regulares.

Conteudos

UNIDADE | — Introduc&o a concepcéao de circuitos integrados
1.1 Légica digital com chaves
1.2 Introduc&o a microeletrénica

UNIDADE Il — O transistor MOS
2.1 Portas logicas com tra nsistor
2.2 Circuitos combinacionais
2.3 Saidas tri-state e dreno aberto

UNIDADE Il - Processos de fabricacao
3.1 Leiaute de mascaras

UNIDADE 1V - Dispositivos de prototipacéo
4.1 CPLD
4.2 FPGA

UNIDADE V - Programacéo em VHDL
5.1 Prototipacéo e simulagao de circuitos

UNIDADE VI - Desenho de circuitos digitais
6.1 Conceitos e definicbes
6.2 Exercicios
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